
































专利名称(译) 显示处理方法和装置

公开(公告)号 US10163529 公开(公告)日 2018-12-25

申请号 US14/061387 申请日 2013-10-23

[标]申请(专利权)人(译) 国立大学法人 东京大学
富士通株式会社

申请(专利权)人(译) 东京大学
FUJITSU LIMITED

当前申请(专利权)人(译) FUJITSU LIMITED
东京大学

[标]发明人 WATANABE MASAHIRO
FUCHIKAMI SATOSHI
KADOOKA YOSHIMASA
HISADA TOSHIAKI
SUGIURA SEIRYO
WASHIO TAKUMI
OKADA JUN ICHI

发明人 WATANABE, MASAHIRO
FUCHIKAMI, SATOSHI
KADOOKA, YOSHIMASA
HISADA, TOSHIAKI
SUGIURA, SEIRYO
WASHIO, TAKUMI
OKADA, JUN-ICHI

IPC分类号 G06F19/00 G06T19/20 G06T3/00 G16H50/50 A61B5/00

CPC分类号 G16H50/50 G06T19/20 G06T3/0075 A61B2576/023

代理机构(译) STAAS＆HALSEY LLP

优先权 2012234051 2012-10-23 JP

其他公开文献 US20140114633A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

所公开的方法包括：在对象模型的模型横截面中定义两个第一点，在图像中定义两个对应的第二点，该对象是参考时间的对象的横
截面;执行包括模型横截面的扩展或缩小的第一变换，使得第二点的位置与对应的第一点的位置相同;执行后叠加图像和模型横截面;
第二次在参考时间之后第二次变换第二模型横截面，使得第二次图像中第二次的两个第二点的位置与第二模型横截面中相应的两个
第一点的位置几乎相同;并且在第二次变换之后叠加第二图像和第二模型横截面。
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